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RESUME

La déposition des couches minces peut étre réalisée par différents procédés: par
procédés chimiques en phase vapeur (CVD) et par procédés physiques en phase vapeur
(PVD).

Le procédé de pulvérisation cathodique est une méthode qui permet de former des
couches minces avec une grande vitesse et avec un rendement considérable, I’améioration de
ces couches minces nécessitant un choix approprié du gaz, de la nature de la décharge et des
conditions expérimentales.

L'ajout de I'hydrogéne, lors d'un dépbt par décharge luminescente permet
d augmenter la vitesse de croissance des couches et favorise le mécanisme de transition de
I” amorphe a des couches microcristallines.

Pour |’ étude du plasma, nous avons choisi une méthode théorique. Le modéle fluide
peut étre utilisé pour le traitement du plasma. Il est basé sur |’éguation de continuité,
I’ équation de transfert de la quantité de mouvement, I'équation d’énergie et |’ équation de
Poisson.

On peut traiter les propriétés électriques d’ un plasma mélange d argon et d’ hydrogene
utilisé pour la déposition des couches minces par procédés de pulvérisation cathodique
magnétron alimenté par une source de tension radiofréquence. On considéere le modéle fluide
avec un régime stationnaire unidimensionnel. Le traitement est global de toutes les régions
entres les deux électrodes. Pour le calcul numérique, nous utilisons la méthode des différences
finies et laméthode itérative de Gauss-Seidel.

MOTS-CLES : plasma, pulvérisation cathodique magnétron, propriétés éectriques,
modélisation, couches minces
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